VAKUUMSKI MERILNIK 2 VRTECIM SE ROTORJEM

Na razstavi vakuumske opreme, ki je hila isto-
¢asno z IX. svetovnim vakuumskim koneresom v
Madridu,je firma KFA iz JUlicha v Zvezni repub-
liki Nem&iji ponovno predstavila vakuumski me-
rilnik z vrtedim se rotorjem. Kot so nam pove-
dali predstavniki firme se cena giblje okrog
lo.ooo DM. V tem kratkem obvestilu so podane
glavne znalilnosti tega merilnika.

Princip delovanja

Tlak plina je dolofen iz zaviralnega efekta,
ki nastopi zaradi delovanja plinskih molekul
na prosto se vrtefo jekleno kroglico (krogli-

ca za leZaje @ 4-5 mm). Kroglica je magnetno
obeSena - brez stikov - znotraj cevi,kiz stek-
la ali nerjavelega jekla, vezane na vakuumski
sistem.

Uporaba merilnika

- za kalibracijo merilnikov tlaka (kot sekun-
darni-prenosni standard)

- za meritve tlaka korozivnih in reaktivnih
plinov

- za meritve tlaka, kjer je zelo pomembno, da
merilnik ne kvari plina in ne spreminja tlaka

-~ za meritve tlaka v majhnih rermetiéno zapr-
tih sistemih

Lastnosti merilnika

- pasivni transducer tlaka z naslednjimi last-

nostmi:

a) nobenih vzbujanj plinskih molekul

b) nobenih termifnih motenj

c¢) temperatura v merilni glavi se ne razli-
kuje od temperature okolice

d) ni efektov &rpania ali razplinjevanija v
sami merilni glavi

- umerjenost je odvisna samo od rotorja v ob-
liki kroglice

- kalibracija je dolgorodno stabilna bolj kot
na £1 %

- delovno podrofje tlaka sega od 10~7 mbar do
atmosferskega tlaka. Kazanje merilnika je pro-
porcionalno tlaku od 1o~/ mbar do 1 mbar

- merilna glava je pregrevljiva do 400°C

- v merilnik je vkljuleno procesiranje digi-
talnih podatkov (16-bitni mikrorafunalrik)

Predstavniki firme so nam tudi povedali, da

je spodnja merilna meja 1o~/ mbar dolofena z
napako pri Stetju Stevila vrtljajev kroglice.
Ce bi hoteli napako zni?ati na polovico, bi
morali Steti vrtljaje dvakrat dlje &asa - na-
mesto 5 sekund bi morali Steti vrtljaje lo se-
kund. To dalj3anje &asa 3tetja pa seveda ne
pride v poStev, saj je mo¥no, da se tudi tlak
sam Ze menja v tako dolgem &Zasu.

IEVT, Ljubljana

Rasto Zava3nik dipl. ing

TECAJ: VAKUUMSKE TANKE PLASTI--PRTPRAVE IN PRVA IZVEDBA

Sloraj dve leti sta minili od zadetnih zamis-
1i do realizacije prvega tedaja z zgornjim nas-
lovom. Ker v druStvu takrat rezen Zelje nismo
imeli nifesar za organizacijo takega tedaja,
smo si kot prvo nalogo zadali zbiranje gradiva.

Odbor za pripravo tefaja je najprej izbral os-
nutek tem za vsebino; le-tega smo nato vedkrat
popravljali in dopolnjevali naslove posameznih
podrodij, nato pa iskali in Se razmeroma hitro
zbrali sodelavce, ki so obljubili, da bodo na-
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pisali pradivo vsak za svoje podrofje. Od tu
naprej je delo potekalo precej podasneje, v
glavnem zato, ker se je pisanje tekstov prece
zavleklo. Tudi koordinacija je Sepala; prvotno
Je bilo namref mi3ljeno, da bi avtorji najpre j
pripravili osnutke, katere bi skupno obravnava-
1i, da bi ne prislo do pomanjkljivosti oziroma
do prekrivanja vsebine; nato naj bi vsak dokon-
&no izdelal svoje poglavje tako, da bi bilo pri-
merno za objavo v zbornilu predavanj, katerepa
tudi nameravamo izdati.

Do datuma - junij 83 - ki smo ga iztrali za za-
tetek prvega teaja: "Tanke valkuumske plasti",
smo kondno le uspeli zbrati vse pismene pris-
pevke in sestavili smo slede®i urnik tedaja:

- Vakuumske tanke plasti - splodni uvod,

dr. Nﬂvinéek B. I I 50 min

=~ Fizikalne osnove vakuumskega nanalanja
tankih plasti, mgr. Povh B. evvevea. 45 min

- Vakuumske tanke plasti - nastajanje
in lastnosti, dr. Kansky E. se.ee... 30 min
- Vakuumske naprave za naparevanje

tankih plasti, Tavzes R. ceeeecessses 45 min

- Materiali in izvori za nanaSanje

tankih plasti, Jeri€ S. .iiveeeeees. 35 min

- Mehanizmi nanaSanja tankih plasti
v plazmi, ZabKar T. seeeesesscecscss 45 min

— Naprave za naprfevanje tankih

plasti, Banovec A. sicevvvvesensen.. 45 min

- Tanke plasti v mikroelektroniki,
prof. dr. Trontelj L. sicecsceencass 45 min

- Kermetne tanke plasti, dr. Gasperi® 320 min

- Prevodne in transparentne tanke
plasti, NavinSek B. sesevescecssocses 30 min

- Mapnetne tanke plasbi, .abkar '. ... %0 min

- Tantalove tarke plasti, Razinger J. 3o min

- Uporovne plasti NiCr napariere s
preskakujo®im elektronskin curkom

Berli®' Py suveessimsevsvssseiincinise S0LM0N
— Dekorativne tanke plasti, Pregelj 4. 30 min
- Optiéne tanke plasti, fvajger A. ... 45 min

- Elektronsko mikroskopske raziskave
strukture tankih plasti,Marinkovi® V.45 min

- Nekatere metode za merjenje debelin
tankih plasti, Lindav J. ........... 35 min

- Analiza tankih plasti s spektrosko-
pijo Augerjevih elektronov (AES),
Z818Y A, cicieenriesiiacarorasnsanss 45 min

NaZteti prispevki so - kot se je pokazalo pri

prvi javni predstavitvi - Ze potrebni precej

dopolnjevanja in vsklajevanja. Glede na pomemb—
nost bo potrebno nekaterim temam pri sestavl jan-

Ju bodo&ih urnikov in Ze posebej pri obdelavi

zbranega gradiva za izdajo zbornilka predavanj

nameniti vef fasa oz. prostora, nekatere pa
skrajSati. Vkljufili bomo tudi Ze kako novo
podrodje n.pr.: trde prevleke in morda Ze kaj.

Kljub vsem opaZenim pomanikljivostim in k1ijub

temu, da v prvi tedaj niso bile vkliudene va-

Jje niti ogled laboratorijev, smo hili z izved-

bo zadovoljni tako organizatorii iz DVIS kot

tudi slufatelji. Tefaj je potekal od 2o do

24.6.8% v dopoldanskem fasu na IFVT. Udeledi-

lo se ga je 17 vakuumistov iz domaZe hife.

Naslednji tedaj "Tanke vakuumske plasti" bo v

zafetku leta 1084,

-

Andrei DTrepel

KCLEDAR POMEMBINIH PRIXRELITEV

27. = 28.10.87

Tehnologija in uporaba ionskega curka; Univer-
za Princeton, Princeton, ZDA

1. = 4,11.87%

30. vakuumski simpozij ZdruZenih driav,
Boston, ZDA

?o - 2,13 Phn ik

Taljenje in rafinacija z eleaktrorskim curkom,
Rano, ZDA

8. -12.11.83

5. mednarodni sejen o izdelavi elektronskil,

sestavnih delih:Productronica, kiinchen, ZRN
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14, - 18,11.83

Simpozij drustva za preiskavo materialov -
nm

Tanke plasti in stiéne ploskve", Boston, ZDA

22, = 24,11.83

3. mednarodna konferenca o kvantitativni ana-
lizi povrsin, Teddington, Middlesex, Anglija

22, - 24.11.83

2. simpozij o suhih gravurah v mikroelektro-
niki, Grenoble, Francija;

informacije: Francosko vakuumsko drustvo;

19 rue de Renard, 75c04 Paris

28.11., - 2,12.83

Tehnologije za opti&na interferendna prekritja,
UCLA, Los Angeles, ZDA

6. - 9.12.83

Mednarodni simpozij o vakuumskih tehnologijah
in uporabi vakuuma pri izkoriZfanju jedrske
energije; BAABHA atom.c Research Centre -

- dr. P, Vijendran, Bombay, India

14, - 16.12.83

PovrSine in fazne meje; Oxford, Anglija,
informacije: Cavendish Laboratory - Cambridge

29.2. - 2.%.84

Seminar o uporabi povrZinske analiznih metod

za reSevanje praktidnih problemov; Boca Raton,
F.L., ZDA

11. - 16,3.84

OptiZna mikrolitografija IIT: Tehnologije za
naslednje desetletje; napredek v thenologiji
rezistov ter pri submikrometerskih litografi-
Jjah z elektronskim curkom, z X-%arki in z ion-
skim curkom; Santa Clara, ZDA

1. = 4.4.84

Vacuum 84: Tehnolo3ki aspekti o obdelavi in
analizi povrSin; Fizikalni institut; 47, Bel-
grave Square, London, Anglija

1. = 5.4.84

6, Evropska konferenca o povriinah trdnih sno-
vi (ECO58-6); dr. Inglesfield J.E., laresbury
Laboratory; York, Anglija

o = B.4.04

Vakuumski simpozij o naprsSevanju, Sekeija
ameriskega vak. drustva za tanke plastij; San

Diego, Kalifornija, ZDA

8. = 13.4,84

Simpozi]j o karakterizaciii materialov v proiz-
vodnji mikroelektronskih sestavnih delov;
S5t. Luis, ZDA

9. = 13.4.84

11l. mednarodna konferenca o metalurZkih prek-
ritijih; Metalurgka sekcija ameriSkega vakuum-
skega drusStva, San Diego, EDA

20 == 6-”.8”‘
8. mednarodni kongres o katalizah, Zahodni Ber-
lin, ZRN

13, - 17.8.84

6. mednarodna konferenca o tankih plasteh
(ICTF-6); Stockholm, “vedska; informacije:

dr. Soren Berg, Institut of Technology, Uppsa-
la University Box 534, 75121 Uppsala, Sweden

27. = 31,8.84

3. mednarodna konferenca o trdnih plasteh in
povriinah; Sydney, Avstraliga

29:48. - 3.9.84

16. mednarodna konferenca o pojavih v ionizi-
ranih plinih (ICPIG-XVI), Disseldorf, ZKN

8. = 13.10.84

9. mednarodni kongres o reologijij Acapulco,
Univerza Coyacan, 845lo Mexico



